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Objetivos

O objetivo do presente trabalho foi desenvolver
e caracterizar um eletrodo compésito de grafite
e poliuretana modificado com nanoparticulas
de cobre (EGPU-CuNP) para a determinacao
de cisteina.

Métodos e Procedimentos

Os eletrodos de grafite poliuretana (EGPU) e
EGPU-CuNP [1] foram utilizados como
eletrodos de trabalho e os eletrodos de
calomelano saturado (ECS) e platina, como
referéncia e auxiliar, respectivamente.

Todas as medidas voltamétricas foram
realizadas em um potenciostato/galvanostato
PGSTAT 30 e todos os reagentes utilizados
foram de grau analitico (P.A). O EGPU foi
modificado pela eletrodeposigao de
nanoparticulas de cobre, de acordo com Xi et
al. [2] utilizando-se solugdo de CuCl, 0,50 mol
L', em voltametria ciclica. Em seguida, foi
realizado um tratamento eletroquimico da
superficie do eletrodo com solugdo de NaOH
0,01 mol L, visando obter uma composigéo
estavel de 6xidos do metal na superficie.

Resultados

O tratamento eletroquimico em NaOH,
realizado de acordo com Prabhu e Baldwin [3],
teve o objetivo de formar um filme estavel de
de Oxi-hidroxidos de cobre sobre a superficie
do EGPU, permitindo o estabelecimento do
equilibrio quimico proposto por Pyun e Parker
[4], de acordo com as Equacbes 1 e 2.

Cu’+OH < (CuOH) +e (1)
2CUuOH «> Cu,0 + H,0 )

As reacdes representadas pelas Equacdes 1 e
2 permitem presumir que ocorra uma interagao
na interface eletrodo-solugdo, na qual os ions
de cobre, em equilibrio com os oéxidos e a
cisteina pela sua cadeia lateral tiol, de acordo
com Rigo et al. [5]. Essa interagao permitiria a
determinagdo do aminoacido, por meio da
oxidagdo do Cu® a Cu* e redugdo do grupo tiol
da cisteina na superficie do eletrodo. [6]

Avaliou-se também a resposta voltamétrica do
EGPU-CuNP em solugdo de NaOH, apds o
tratamento eletroquimico com solugdo de
NaOH 0,010 mol L'. Foram feitas diversas
varreduras em voltametria ciclica, com
velocidade de varredura de 200 mV s™' por 150
ciclos, no intervalo de potenciais de 0,30 V a
-0,60 V (vs ECS), no sentido de redugao.

Os voltamogramas obtidos revelaram um
aumento de 20 pA na corrente de pico no
sentido da reducao e uma constante no sentido
da oxidacdo, sugerindo-se que os ciclos em
solugdo NaOH 0,010 mol L' levaram a uma
maior formagéo de hidréxido de cobre a partido
de Cu*em solugao.

Em futura aplicagdo a cisteina poderia ser
determinada medindo-se a diminuigdo das
correntes relativas a redugéo/oxidagdo do Cu
na interface eletrodo-solugao, como ja foi feito
em outros sistemas. [6]
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Conclusoes

Os resultados obtidos e 0 mecanismo proposto
para o0s equilibrios na superficie do
EGPU-CuNP sugerem a possibilidade de usar
este sistema sensor na detecgado de cisteina.
Observou-se também que o tratamento com
NaOH causou o aumento de CuOH na
superficie do eletrodo, gerando uma superficie
estavel.
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